
高品質な有機-無機層状ペロブスカイト薄膜作製法の開発 

 我々は、有機-無機層状ペロブスカイトの作製法として、二元蒸着法、1)
 二段階蒸着法（イ

ンターカレーション法）、2)ディッピング法、3)
Langmuir-Blodgett 法 4,5)など様々な薄膜作製

法を開発してきました。これらの手法を用いて高品質な薄膜を作製する技術を確立するこ

とはデバイス実用化のために必須です。我々は、これらの手法を用いた高品質有機-無機ペ

ロブスカイト薄膜作製法の確立を目指し研究を進めています。図 1 は、二元蒸着法の概念

図とこの手法を用いた薄膜の写真です（NQW は natural quantum well 自然量子井戸の略で

す）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 二元蒸着法の概念図 

図２二元蒸着法で作製した薄膜（左は紫外線照射下） 
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